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Sposéb otrzymywania warstwy rezystywnej

Przedmiotem wynalazku jest sposéb otrzymywania warstwy rezystywne_] przeznaczonej zwlaszcza do
ogrzewania zewnetrznych lusterek i szyb samochodowych.

Znany sposéb otrzymywania warstwy rezystywnej polega na nanoszeniu pasty na powierzchnie ptytki i jej
wpalaniu. Pasta sktada si¢ z mieszaniny weglanu srebra, topnika isubstancji wigzgcej. Otrzymuje sie ja przez
mieszanie sktadnikéw w miynie kulowym przez kilkadziesigt godzin. Naniesiona pgdzlem past¢ wpala si¢ w tem-
peraturze okoto 600°C. Wada tego sposobu jest bardzo dtugi czas przygotowania pasty oraz koniecznosé jej
wpalania w wysokiej temperaturze.

Istot¢ wynalazku stanowi sposéb polegajacy na naniesieniu sitodrukiem warstwy rezystywnej, za pomoca
pasty ktdra zawiera wagowo 80—95% srebra o ziarnistosci do 20 um i 5—20% wagowych grafitu oraz substancijg
wiazgca, ktéra jest lakier. Natozong warstwe rezystywna wypala si¢ w temperaturze okoto 200°C.

Zastosowanie sposobu wedlug wynalazku i sktadu jakosciowo-ilosciowego pasty skrécito znacznie czas
przygotowania pasty oraz wyeliminowato konieczno$é jej wpalania w podtoze.

Sposéb wedtug wynalazku ilustruje ponizszy przyktad.

Srebro w ilosci 90% wagowych o ziarnistosci 15 um miesza si¢ recznie z 10% wagowymi grafitu przez
okoto 15 minut. Po wymieszaniu dodaje si¢ okoto 50% wagowych lakieru na 100% pasty, miesza si¢ przez kilka
minut i nanosi na podtoze metoda sitodruku.

Calos¢ wypala si¢ w temperaturze 200°C.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb otrzymywania warstwy rezystywnej nanoszonej sitodrukiem na plytke ceramiczng, z udziatem
substancji wigzacej, znamienny tym, Ze na plytke epoksydowo-szklana nanosi si¢ sitodrukiem warstwe
rezystywna uzyskang z mieszaniny zawierajgcej wagowo od 80 do 95% srebra o ziarnistosci do 20 um i od 5 do
20% grafitu, przy czym do mieszaniny dodaje si¢ substancj¢ wiaZaca, ktéra jest lakier, po czym natozong
warstwe wypala si¢ w temperaturze okoto 200°C.
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